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(54) Gitter zur Absorption von Röntgenstrahlung

(57) Ein Gitter (3) mit elektromagnetische Strahlung
absorbierenden, zur Gitterbildung dienenden Kam-
melementen (12), wird zur Erhöhung der Robustheit

und der Streustrahlenunterdrückungsqualität dadurch
gebildet, dass Kammstege (11) quer zu einer zugehöri-
gen, die Kammstege (11) tragenden Kammbasisfläche
verlaufen.
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